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Módszer: 
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Kép: 

   

Átvételi állapot normál   lumineszcens felvétel Infra-lumineszcens felvétel 

   
Mintavétel helye, kékkel kihúzott szem fölső része Keresztmetszet csiszolat, felső megvilágítás . 

vékony fekete aláfestésen (10µm) vastag 
egyiptomi kék réteg (150µm) 

Egyiptomi kék szemcse. 50µm  

   
Keresztmetszet csiszolat, felső megvilágítás . Keresztmetszet csiszolat, lumineszcens 

(BV). 
Keresztmetszet csiszolat, 
lumineszcens (UV). 

 

 


